


ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Condicién de desarrollo:
temperatura 23-25 °C
tiempo: 25-30 segundos.

2. Asegurese de la reposicidén continua.
3. Tasa de reposicion 80-100ml/m?2
4, Conductividad: 72-80

5. Si deja de procesar mas de 8 horas, antes
de comenzar a trabajar, primero mantenga
la reposicion alrededor de media hora vy
luego comience a procesar. Hara que el
revelador se equilibrio con el que se oxidé
cuando se dejé de trabajar.

©. Cambie totalmente el revelador con los

nuevos reveladores después de procesar
10-15 dias o 1200 placas.

/. Por favor, opere estrictamente de

acuerdo con la sugerencia anterior, entonces
la placa obtendrd un mejor rendimiento..
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